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摘要(译)

一种液晶装置，其具有多个像素，并且以这样的方式配置：对向基板与
滤色器基板相对，其间插入有液晶。滤色器基板在基板主体的表面上具
有反射膜。蓝色，绿色和红色着色层以矩阵形式形成在反射膜的表面
上，以对应于各个像素。在着色层之间形成遮光层。在位于滤色器基板
的有效像素区域外部的区域中提供用于颜色特性评估的着色层和用于光
密度测量的遮光层。在用于颜色特性评估的着色层和基板主体之间以及
用于光密度测量的遮光层和基板主体之间没有形成反射膜。
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